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摘要(译)

超声成像的方法，其中一些包括：产生一个或多个发射波束，每个发射
波束的视轴都指向与目标区域相关联的方向；使用包括换能器阵列
（30）的探头（26）产生一个或多个接收波束；对于每个或每组接收波
束，单次或多次对接收信号采样，其中每个样品都与目标区域的特定体
积（“体积门限”）相关联，通过探头为每个体积门限接管多个空间相关样
品；并处理这些样品，所述处理包括：应用波束成形样品校准以致与体
积门限相关的每个空间相关样品是对齐的；对于每个对齐体积门限，计
算一个或多个杂波抑制特性，其中杂波抑制特性取决于空间相关样品的
信号变化度；对于每个对齐体积门限，计算一个度量值，该度量值取决
于对齐体积门限的一个或多个杂波抑制特性的一个或多个值，并依照这
个度量值执行波束形成求和步骤。
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